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INTRODUCAO

O desenvolvimento de materiais hibridos organo-inorganicos a
base de silica tém recebido crescente atencao na ultima década.
Estes materiais apresentam caracteristicas dos componentes
Individuais, como também novas e inesperadas propriedades. Um
metodo satisfatorio para se obter esses materiais hibridos é a sintese
sol-gel, que possibilita a dispersdao dos componentes em escala
nanomeétrica ou molecular, combinando suas propriedades fisico-
guimicas ou produzindo novas propriedades. Dentre esses materiais,
0s materiais hibridos auto-organizados e constituidos de silica sao
muito promissores e sua auto-organizacao € imposta pela rigidez dos
grupos organicos quimicamente ligados em ponte ao componente
Inorganico. A utilizacao de precursores organossilanos contendo
grupos organicos carregados positivamente também possibilita a
obtencao de materiais auto-organizados. Hoje se sabe que essa auto-
organizacado também pode ser encontrada em silsesquioxanos e
hibridos com grupo organico pendente, e nos poucos trabalhos
publicados sobre este assunto, a auto-organizacao dos materiais se
da por interacdes entres as cargas presentes na estrutura do material.

O objetivo desse trabalho é desenvolver materiais hibridos a base
de silica e silsesquioxanos que apresentem organizacao
nanoestrutural lamelar imposta por grupos organicos carregados,
otimizando o método de sintese desenvolvido em trabalhos anteriores
do grupo e buscando novas propriedades.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

CARACTERIZACAO

Analises de difracdo de Raios X foi feita em um difratbmetro
Siemmens D500, usando radiacao Ko de Cobre.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Os difratogramas das amostras em geral apresentaram um pico fino e
Intenso em angulos abaixo de 6°e um pico alargado em torno de 22°.
O pico alargado € caracteristico de silica amorfa, indicando a
presenca do componente inorganico no material. O pico localizado em
torno de 6° é caracteristico de materiais que apresentam organizacao
em camadas. A Figura 1 contem os difratogramas do hibrido APTMS-
dodecil 50% antes e depois da lavagem com agua. O pico intenso
presente na analise do material original € muito semelhante ao pico
do sal dodecilsulfato de sédio. No momento n&do € possivel afirmar
gue houve a troca ibnica, pois apos a lavagem a intensidade do pico
fol bastante reduzida. Para confirmar essa hipotese o material sera
submetido a outras analises.

No difratograma do APTMS-CI e do APTMS-acetato 50% observa-se
0S picos tipicos de materiais lamelares cristalinos. A distancia basal
calculada (Tabela 1) existente entre as camadas esta relacionada com
os diferentes grupos carregados utilizados, cloreto e acetato.

No estudo com APTMS-CI observou-se que o material € um otimo
absorvente para agua (13 mL de agua por grama de material). O
material hidratado foi seco e reidratado mantendo a propriedade
absorvente (9 mL de agua por grama de material).
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APLICACAO

 Estudo da absorcao de agua do APTMS-CI

Ao adicionar agua ao produto resultante da secagem na estufa a
100°C, obtido durante a sintese de APTMS-CI, verificou-se que ha a
formacao de um gel. Portanto, foi realizado um estudo da quantidade
de agua que esse material absorve, adicionando varias aliquotas de
5mL de agua até a verificar a saturacao do material. O material foi
seco ha estufa a 100°C por uma noite e entao novamente hidratado.

CONCLUSAO

O objetivo do trabalho esta sendo alcancado. Foram produzidos
materiais hibridos nanoestruturados com auto-organizacao lamelar
utiizando grupos organicos carregados ligados na forma pendente.
Esses grupos influenciam a distancia basal entre as camadas.
Conseguimos otimizar o método de sintese ja que obtivemos
materiais com auto-organizacao imposta pelo grupo organossilano e
mais cristalinos gque os produzidos anteriormente. O APTMS-CI
mostrou-se otimo absorvente para agua sendo essa uma importante
aplicacao.
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